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(21) 1-2021-00922 

(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp thiết lập điều kiện polyme hóa bao gồm bước 

thu đặc tính vật lý (S10), trong đó, khi hỗn hợp bao gồm hợp chất phản ứng có thể 

polyme hóa bao gồm hợp chất episulfua, và chất xúc tác polyme hóa được gia nhiệt và 

duy trì ở nhiệt độ được xác định trước, giá trị đặc tính vật lý a có nguồn gốc từ nhóm 

chức của hợp chất phản ứng có thể polyme hóa trước khi gia nhiệt và giá trị đặc tính vật 

lý b có nguồn gốc từ nhóm chức còn lại sau khi duy trì nhiệt trong thời gian được xác 

định trước, được thu, bước tính tỷ lệ nhóm chức còn lại (S20) để tính tỷ lệ nhóm chức 

còn lại từ giá trị đặc tính vật lý a và giá trị đặc tính vật lý b, bước tính hệ số tốc độ phản 

ứng (S30) để tính hệ số tốc độ phản ứng từ tỷ lệ nhóm chức còn lại dựa trên công thức 

tốc độ phản ứng; và bước tính nhiệt độ polyme hóa (S40) để tính ngược mỗi nhiệt độ 

polyme hóa ở mỗi thời điểm được xác định trước trong thời gian polyme hóa dựa trên 

công thức tốc độ phản ứng, bằng cách sử dụng hệ số tốc độ phản ứng, sao cho các điều 

kiện sau đây được thỏa mãn: trong khoảng mà trong đó tỷ lệ polyme hóa là bằng hoặc 

lớn hơn 0% và bằng hoặc nhỏ hơn 20%, tốc độ polyme hóa là lớn hơn 0%/giờ và bằng 

hoặc nhỏ hơn 3,0%/giờ và độ lệch chuẩn là bằng hoặc nhỏ hơn 0,8%/giờ. Sáng chế còn 

đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu quang học. 
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